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学术动态丨我校理学院在透明电磁屏蔽研究方面取得新进展
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伴随电子仪器和电信设备的日益广泛使用，一方面，电磁辐射正日益对人类的健康以及对精密电子设备的使用造
成不利影响。另一方面，国防、科研等重要办公场所的玻璃要防止电子设备在工作时信息以电磁波辐射形式向外传播
造成泄密等。为维持一个健康的生活环境，具有电磁屏蔽效能的材料受到了人们的广泛关注。其中，制备同时具有高
透过率以及优异的电磁屏蔽效能的透明电磁屏蔽材料对视觉窗口的光学器件的发展尤为重要。

近日，我校理学院应用物理系在该研究方向取得新进展。在实验上展示出大尺寸透明银纳米线导电薄膜，其可见
光透过率超过90%，屏蔽效能可达到31.3 dB，为推进实用化奠定了基础。

基于银纳米线(Ag NWs)良好的导电性及大的长径比，研究团队通过简单方法将银纳米线呈均匀网状平铺于基
底，制备出了透明的电磁屏蔽薄膜。通过清洗及PDDA处理进一步提升了薄膜的导电性、透过率和表面平整度。最终
得到的Ag NW/PDDA复合薄膜的透过率达95.5%时，方阻为22 Ω sq−1，品质因数达到433，比目前应用广泛的
ITO具有更优异的性能。在PDDA层的保护下，其性能在65%相对温湿度的环境下放置35天后仍无明显变化。值得注
意的是，当Ag NW/PDDA复合薄膜的透过率为91.3%时，其平均屏蔽效能为28 dB，并且随银线浓度的升高，其屏
蔽效能可达到31.3 dB而其透过率仍维持在86.8%，其电磁屏蔽效能优于目前报道过的多种透明电磁屏蔽材料。

该成果以Highly efficient and stable transparent electromagnetic interferenceshielding films based on
silver nanowires为题目，在线发表于Nanoscale。南京航空航天大学理学院为文章的第一单位，朱兴忠老师为文章
的第一作者，中国工程物理研究院秦风研究员和南京航空航天大学理学院阚彩侠教授为文章的共同通讯作者。该工作
得到了国家自然科学基金等项目的支持。

基于Ag NW/PDDA复合薄膜杰出的光学透过率及电磁屏蔽效能，其在航天设备、医疗设备、通讯设施及电子显
示屏等多种光学器件方面具有广泛的应用前景。
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（文章链接：https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2020/NR/D0NR03790G）
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